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^ (57) Abstract: The invention concerns a method which consists in successively depositing a polymeric sacrificial layer (2), deposit- 
^ ing, on at least part of the substrate (1) and the front surface of the sacrificial layer (2), an embedding layer (6), with a thickness 

greater than that of the sacrificial layer (2) and performing planarization such that the front surfaces of the sacrificial layer (2) and 
00 of the embedding layer (6) form a common planar surface. A forming layer (3) of a suspended structure (5) is deposited on the front 
^\ face of the common planar surface. The planarization can include chemical mechanical polishing and etching the embedding layer 

(6). Etching the sacrificial layer (2) can be performed by means of a mask, formed on the front surface of a polymer material layer, 
1^ removed during the planarization step. 

^ (57) Abrege : Le proceeds comporte successivement un dep6t d'une couche sacrificielle (2) en matenau polymere, un depdt, sur au 
moins une partie du substrat (1) et de la face avant de la couche sacrificielle (2), d'une couche d'encastrement (6), dont repaisseur est 

CD superieure a celle de la couche sacrificielle (2) et une planarisation de maniere a ce que les faces avant de la couche sacrificielle (2) 
et de la couche d'encastrement (6) forment une surface plane commune. Une couche de formation (3) d'une structure suspendue (5) 
est deposee sur la face avant de la surface plane commune. La planarisation peut comporter un polissage mecano-chimique et une 

ST gravure de la couche d'encastrement (6). Une gravure de la couche sacrificielle (2) peut etre r&alisee au moyen d'un masque, forme* 

|^ sur la face avant d'une couche en matenau polymere, 61imin6 au cours de l'&ape de planarisation. 
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